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@ Spos6b galwanicznego nanoszenia powtok stopowych palladu i niklu z kapieli zawieraja-
cych sole tych metali i/lub dodatek Srodkéw wyblyszczajgcych, znamienny tym, ze proces
prowadzi si¢ w roztworach o pH 6-10 zawwramcych kompleks czteroaminopalladowy o stc;zemu
w przeliczeniu na pallad 10-50 g/dm?®, sl mklu o stgzeniu w przeliczeniu na nikiel 10-80 g/dm
kwas glukonowy o stgzemu 10-200 g/ dm® , dwuetanoloaming o stezeniu 50-200 g/dm® przy
gestosci pradu 2-40 A/dm? w temperaturze 290—370 K.



sP0s8B GALWANICZMEGO NANOSZENIA POWEOK STOPOWYCH PALLADU I NIKLU

Zastrzezenie patentowe

Spos6b galwanicéznego nanoszenia powiok stopowych palladu i niklu z kgpieli zawie=-
rajacych sole tych métali i/lub dodatek érodkéw wyblyszczajacych, z n amie.nny
t ym, 2e proces prowadzi sig w roztworach o pH 6 = 10 zawierajacych kompleks czteroamino=
palladowy o stezeniu w przellczenxu na pallad 10 -~ 50 g/dma. sdl niklu o stezeniu w przeli=~-
czeniu na nikiel 10 - 80 g/dma, kwas glukonowy o stezeniu 10 - 200 g/dm3, dwuetanoloamine
o stezeniu 50 = 200 g/dm3 przy gestoséci prgdu 2 =~ 40 A/dm2 w temperaturze 280 = 370 Ko

* ¥ k

Przedmiotem wynalazku jest sposéb galwanicznego nanoszenia powiok stopowych palladu
i niklu. Dotychczas w procesie galwanicznego nakiadania powiok pallad ~ nikiel stosowane sag
gtéwnie elektrolity slabo zasadowe lub obojetne a rzadko kwasne. Wszystkie elektrolity do
nanoszenia powlok Pd=-Ni zawieraja zwigzki kompleksujace jony tych metali. Przewaznie do
kompleksowania stosuje sig¢ amoniek lub kwas sulfaminowy, rzadziej aminy takie jak etyleno-
dwuamina czy monoetanoloamina, aminokwasy, EDTA, azotyny. Wyjatkowo spotyka sig kapiele, w
ktérych wystepuje tylko kompleksy z jonami chlorkowymi. W patencie niemieckim nr 2 741 347
zasadniczym kompleksonem jest amoniak stosowany w duzym nadmiarze, a dodatkowo,w niektérych
przyktadach, kwas glukonowy. Ponadto jako substancje dodatkowe wprowadzane moge byé kwas boro-
wy, tréjetanoloamina, dwubenzylodwusulfimid i wiele innych. Kapiele podane w tym patencie we
wszystkich przykladach sa bardzo zlozone, zawieraja po dziesigé lub wigcej skiadnikéw, a zatem
" trudne do przemystowego stosowania, Ponadto zastrzegane gegstosci pradu nie przekraczaja
5 A/dm2 co zwigzane jest z diugotrwalym procesem naktadania powloki. Jest to szczegélnie nie=
dogodne w liniach automatycznych, w ktdrych konieczna bylaby budowa duzego urzadzenia, w
ktérym naklada sig¢ stop palladu. . ‘
Istota sposobu galwanicznego nanoszenia powiok stopowych palladu i niklu z kapieli
zawierajacych sole tych metali i/lub dodatek sulfolanzynnianu sodu jest to, ze proces prowadzi
sig w roztworach o pH 6 = 10 zawierajacych kompleks czteroamminopalladowy o stezeniu w prze=-
liczeniu na pallad 10 - 50 g/dma, s6l niklu o stezeniu w przeliczeniu na nikiel 10 - 80 g/dma,
kwas glukonowy o stezeniu 10-200 g/dma, dwuetanoloaming o stezeniu 50 = 200 g/dm3 przy
gestosci pradu 2 - 40 A/dm2 w temperaturze 290 = 370 K.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze pozwala otrzymywaé z duzymi predkosciami
stopy palladu z niklem o dowolnej zawartosci tych metali,

Prz y ktad I, Do roztworu kompleksu czteroamminopalladowego o stezeniu. w
Aprzeliczeniu na pallad 4C g/dm wprowadzono siarczan niklawy o stezeniu w przeliczeniu na
nikiel 45 g/dm i dwuetanoloamine o stezen1u 125 g/dm3 oraz kwas glukonowy o stezeniu 105 g/
dm3. Proces prowadzono przy gestosci pradu 21 A/dm w temperaturze 320 K. Powstaia powioka
z predkoscia okoio 3 pm/min. o zawartosci palladu 78%.

Przyktad 1II, Do roztworu kompleksu czteroamminopalladowego o stezeniu w
przeliczeniu na pallad 42 g/dm3 wprowadzeono siarczan niklawy o stezeniu 15 g/dm3. dwuetanolo=-
aming o stezeniu 100 g/dma, kwas glukonowy o stezeniu 100 g/dm3 oraz sulfolanzynian sodu jako
srodek wybiyszczajacy o stezeniu 0,5 g/dma. Proces prowadzono przy gestoéci pradu 15 A/dm3w
temperaturze 330 K. Powstata powioka z predkoscig okoio lem/min.o zawartosci 95% palladu.
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